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Uszczelnienie walu wirnika
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Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie watu
wirnika, szczeg6lnie dla Srodowiska cieklego o wia-
Sciwosciach $ciernych.

Znane jest uszczelnienie waldow wirnikbw w po-
staci uszczelek osadzonych na czopie i ostonietych
ré6znymi sposobami. Uszczelnienia te sg zawodne i
nietrwale, zwlaszcza -w S$rodowisku o wlasciwo-
$ciach Sciernych.

Uszczelnienie wedlug wynalazku zawiera S$rubo-
wy rowek znajdujgcy sie na czopie napedowego
walu i lopatki na dolnej powierzchni wirnika do
dynamicznego odrzucania cieczy naplywajacej na
uszczelke. Przestrzen usytuowana pomiedzy usz-
czelkg i korpusem urzadzenia posiada kanal do od-
prowadzania cieczy dostajacej sie pod uszczelke.

Zaleta wynalazku jest prosta konstrukcja nie wy-
magajgca dokladnej obrébki, a takze niezawodne
dzialanie urzgdzenia. Przedmiot wynalazku jest
przedstawiony na rysunku w przekroju osiowym.

W korpusie 1 osadzony jest obrotowy napedowy
wal 2, na ktérym zamocowany jest wirnik 3. Na
czopie 4 walu 2 znajduje sie Srubowy rowek 5,
a na dolnej powierzchni wirnika 3 lopatki 6 do
dynamicznego odrzucania cieczy naplywajacej na
uszczelke 7 osadzong na wale 2.

Przestrzen usytuowana pomiedzy uszczelkg 7 i
korpusem 1 posiada doplywowy kanal 8 do dopro-
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wadzania cieczy pod uszczelke 7 w czasie rozru-
chu. )

W czasie obrotu wirnika 3 lopatki 6 znajdujgce
sie na dolnej powierzchni wypompowuja ciecz z
przestrzeni pod wirnikiem 8 i od walu 2. Ewen-
tualne przecieki dostajace sie do tego walu pompo-
wane sg przez Srubowy rowek 5 z powrotem.

Elastyczna uszczelka 7 w czasie obrotu wirni-
ka 3 odksztalca sie i unosi sie do géry w wyniku
dzialania sily odsrodkowej. W ten spos6b uszczel-
ka T zabezpieczona jest przed zuzyciem. W czasie
postoju wirnika 3 wuszczelka 7 opada zaslaniajgc
szczeline miedzy czopem 4 i korpusem 1. W cza-
sie rozruchu korzystne jest doprowadzenie cieczy
pod uszczelke 7 kanalem 8.

Zastrzezenie patentowe

Uszczelnienie walu wirnika, szczegblnie dla $ro-
dowiska cieklego o wlasciwosciach $ciernych, zna-
mienne tym, ze na czopie (4) napedowego walu (2)
znajduje sie Srubowy rowek (5), a na dolnej po-
wierzchni wirnika (3) topatki (6), do dynamiczne-
go odrzucania cieczy naplywajacej na uszczelke
(7) oraz ze przestrzen usytuowana pomiedzy usz-
czelkg (7) i korpusem (1) urzadzenia posiada do-
pltywowy kanal (8) do doprowadzania cieczy pod
uszczelke (7) w czasie rozruchu.
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